CINOS COATING TECHNOLOGY

14nm Etch Coating

Plasma Flame High Density Steady Speed

CINOS
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CINOS_NT
스티커 노트
그림보다는 설명위주가 주가 됐으면 좋겠닫는 의견 -> 현재 완성본 형태

APS Trademark?필요? -> 네이밍? -> SAC처럼 -> 명칭 현재 없음 -> 타사 대비 좋아지는 부분 강조하여 네이밍 -> APS 는 타사 대비 다른부분이 많이 없음 -> 코팅류 보유 -> APS 유지 -> TM마크 없앨것





